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Abstract (en)
1. A process for the casting of metals wherein one electromagnetic confinement field generated by the inductor (3) applied to the liquid metal (2) and
a stationary magnetic field generated by an annular coil (7) and a variable magnetic field generated by an annular coil (8) both applied above the
level of liquid metal are caused to act simultaneously.

Abstract (fr)
La présente invention est relative à un procédé de coulée électromagnétique de métaux. Elle est caractérisée en ce que l'on fait agir simultanément
un champ stationnaire et un champ variable de fréquence convenable pour produire à la fois des vibrations radiales au sein du métal non encore
solidifié, et limiter le brassage. L'invention trouve son application dans tous les cas où on cherche a améliorer à la fois la structure et l'état de surface
des produits coulés.
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